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Sposéb wykonania ekranu wodoszczelnego
w ziemnych budowlach hydrotechnicznych

Przedmioten) wynalazku jest sposéb wykonania ekranu wodoszczelnego w ziemnych budow-
lach hydrotechnicznych, majgcych zastosowanie zwlaszcza jako pionowy ekran z powlokowego
materialu wodoszczelnego zabezpieczajacego przed filtracja wody w podtozu i korpusie hydrotech-
nicznych budowli ziemnych jak grobli matych zbiornikéw wodnych i w walach przeciwpowodzio-
wych. -

Znany do tego celu spos6b wedtug opisu patentowego nr 65062 Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej polega na tym, Zze pionowy ekran z powlokowego materialu wodoszczelnego wykonuje si¢
w pionowej szczelinie wewngtrzgruntowej glebinowej pod zwierciadtem zawiesiny itowowodne;.
Material ten wprowadza si¢ w §rodek szerokosci szczeliny i wypetnia si¢ jg po obu stronach tego
materialu tworzywem itowogruntowym.

Niedogodnoscig tego rozwigzania jest to, ze uktadanie materiatu wodoszczelnego na przyktad
folii tworzywowej nastgpuje w sposéb skomplikowany i kosztowny, wymagajacy przygotowania
najpierw zawiesiny itowowodnej i nast¢pnie tworzywa itowogruntowego. Poza tym jest pracoch-
tonne wypetnianie szczeliny wewnatrz gruntowej po obydwéch stronach elastycznej folii prowa-
dzonej pionowo $rodkiem tej szczeliny.

Celem wynalazku jest usunigcie niedogodnos$ci znanego rozwiazania i umozliwienie wykona-
nia ekranu wodoszczelnego szczegblnie dla mniejszych budowli hydrotechnicznych z wyelimino-
waniem zwlaszcza zawiesiny itowowodnej i tworzywa itowogruntowego, oraz prowadzenia
powloki wodoszczelnej §rodkiem szczeliny wewnatrzgruntowej. Istota tego rozwigzania jest ukla-
danie pionowe powtoki wodoszczelnej przykladowo folii tworzywowej przy jednej tylko scianie
bocznej sukcesywnie drazonej pionowej szczeliny wewngtrzgruntowej, a przestrzefh mi¢dzy przec-
iwlegla Sciang tej szczeliny i druga strong powtoki jednocze$nie si¢ zasypuje drazonym gruntem z
przodka szczeliny.

Zaletg sposobu wedtug wynalazku jest uproszczenie znanego sposobu wskutek wyeliminowa-
nia dotychczasowych operacji mechanicznych, dzigki prowadzeniu powtoki wodoszczelnej przy
jedne;j tylko $cianie bocznej szczeliny wewnatrzgruntowej z zasypywaniem szczeliny tylko po jedne;j
stronie tej powloki, co w znacznym stopniu zmniejsza pracochtonnos¢ i obniza koszty
wykonawstwa.
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Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w nast¢pujacym przykladzie wykonania.

Spos6b wedtug wynalazku polega na tym, Ze jednocze$nie z mechanicznym drazeniem piono-
we) szczeliny wewngtrzgruntowej nastepuje w niej sukcesywne uktadanie pionowe, przy jednej
tylko ze $cian bocznych tej szczeliny, materiatu wodoszczelnego przyktadowo folii tworzywowej.
Jednoczes$nie przestrzen migdzy przeciwlegla Sciang szczeliny a druga strona powtoki, ulega
sukcesywnemu zasypywaniu drazonym gruntem z przodka szczeliny. W tym tez czasie zasypkg
gruntowa poddaje si¢ mechanicznemu zaggszczaniu.

Zastrzezenic patentowe

"~ Sposob wykonania ekranu wodoszczelnego w ziemnych budowlach hydrotechnicznych, pole-
gajgcy na pionowym umieszczeniu powlokowego materialu wodoszczelnego w sukcesywnie drazo-
nej szczelinie pionowej wewnatrzgruntowej, znamienny tym, ze przy jednej tylko dowolnej $cianie
bocznej szczeliny wewnatrzgruntowej umieszcza si¢ powlokowy materiat wodoszczelny, a prze-
strzen migdzy przeciwlegla $ciang szczeliny i druga strona powtoki zasypuje si¢ sukcesywnie
drazonym gruntem z przodka tej szczeliny, przy czym zasypka ulega jednoczesnemu zageszczaniu.
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